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Abstract (en)
The improvement of the thermal emissivity of metallic X-ray tube anodes by oxide coating has been successfully used for years, but nevertheless
there is a constant demand for the improvement of the properties or effects of the layer. <??>According to the present invention, 1-20% by weight,
in particular 4-7% by weight, of silicon oxide, in addition to small proportions of other compounds, is added to a known oxide coating applied by
standard processes and consisting of zirconium oxide, titanium oxide, aluminium oxide and/or calcium oxide. This makes it possible to improve the
application of such oxides or oxide mixtures substantially and to process them so as to produce more usable layers than hitherto without adversely
affecting the important properties of layer adhesion and thermal coefficient of emission.

Abstract (de)
Die Verbesserung der Wärmeemissivität von metallischen Röntgenröhrenanoden mittels Oxidbeschichtung wird seit Jahren erfolgreich angewandt
und gleichwohl besteht eine ständige Forderung zur Verbesserung der Schichteigenschaften bzw. -wirkungen. Gemäß der vorliegenden Erfindung
wird einer nach üblichen Verfahren aufgetragenen bekannten Oxidschicht aus Zirkoniumoxid, Titanoxid, Aluminiumoxid und/oder Calciumoxid -
neben kleinen Anteilen anderer Verbindungen - erfindungsgemäß 1 - 20 Gew.%, insbesondere 4 - 7 Gew.%, Siliziumoxid beigegeben. Dadurch
lassen sich derartige Oxide bzw. Oxidmischungen wesentlich besser aufbringen und zu brauchbaren Schichten weiterverarbeiten als bisher, ohne
die wichtigen Eigenschaften Schichthaftung und Wärmeemissionskoeffizient nachteilig zu beeinflussen.
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